Отримання силiцидних покриттiв плазмовими методами
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Одним з найбільш ефективних технологічних шляхів підвищення надійності роботи деталей машин і механізмів є нанесення на робочу поверхню виробів різних функціональних покриттів.

Покриття представляє собою поверхневий шар деталі, цілеспрямовано створюваний впливом навколишнього середовища на поверхню матеріалу підкладки (деталі), і характеризується кінцевою товщиною, а також хімічним та структурно-фазовим станом, що якісно відрізняються від аналогічних характеристик матеріалу основи.

Незначна витрата матеріалу покриття і високі характеристики поверхні деталі забезпечили підвищений інтерес технологів до розробки методів нанесення покриттів цільового призначення і широке впровадження покриттів у виробничу практику.
Одними з досить поширених є силіцидні покриття, які зараз використовуються в різних галузях науки і техніки для реалізації спеціальних технологічних процесів або створення виробів з особливими властивостями [1]. Найбільшого поширення отримали дисиліциди тугоплавких металів, зокрема молібдену [2]. Силіциди є основою більшості жаростійких покриттів для тугоплавких металів і матеріалів [3].
При виконанні роботи отримували консолідовані з порошків зразки дисиліциду молібдену та розпилювали їх плазмовим методом [4]. Компактування зразків проводили у вакуумному пресі при температурі 1300-1350 °С. Розпилення виконували на установці з магнетронною розпилювальною системою з плоскою мішенню, розпилюванню піддавали як спечені гранули, так і дрібнодисперсний порошок.

Мікроструктурні характеристики зразків з напиленими покриттями досліджували по шліфах на металографічному мікроскопі МІМ-8.

Отримані результати підтвердили прийнятність магнетронного методу осадження для формування функціональних силіцидних покриттів та високу універсальність магнетронних розпилювальних систем. 
Магнетронне осадження є практично зручним плазмовим методом для отримання конденсатів дисиліциду молібдену. Для виготовлення катодів для подальшого розпилення доцільно використовувати консолідацію порошків вакуумним спіканням чи гарячим пресуванням, при цьому гаряче пресування дає кращі результати. Вакуумно-дугова плавка не може бути рекомендована для безпосереднього виготовлення дисиліцидних катодів, оскільки призводить до помітної зміни складу матеріалу, супроводжується евтектичним плавлiнням [5] і окрихчуванням зразка.
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